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■ 研究内容

本研究では，独自の“選択的シリコンウィスカVapor-

Liquid-Solid（VLS）成長法”という電極製作技術を基盤
技術とした，脳機能解析用，及びブレイン－マシン・イ
ンタフェース（BMI）用の新規神経電極デバイスの開発
を主要目的とするものである。特に低侵襲性，高空間
分解能電極アレイ，更に微細電極形状による生体適合
性，長期安定測定等，既存の神経電極デバイスでは実
現が困難であったこれらの利点を有する神経電極デ
バイス技術の確立を目指している。 

「低侵襲高空間分解能シリコンウィスカ剣山型神経電極アレイの開発」
Low Invasive, High Spatial Resolution, Silicon Whisker-Based Neuroprobe Arrays

Toyohashi University 
of Technology

■ Research works

The goal of this project is to develop technologies 
for integration of out-of-plane, low-invasive, high 
spatial resolution, silicon microprobe arrays using a 
“selective vapor-liquid-solid (VLS) growth” technique 
and microfabrication processes, for use in 
neurophysiological applications, including brain-
machine interfaces (BMIs).  

図：シリコンウィスカ剣山型神経電極アレイ
Fig. An silicon microprobe-based neuroprobe array.


